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Uchwata nr 310/L/2023
Senatu Politechniki Warszawskiej
z dnia 22 lutego 2023 r.

zmieniajaca uchwate nr 247/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie warunkoéw
I trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia,
profili ksztalcenia oraz form tych studiéw na poszczegélnych kierunkach, prowadzonych
w roku akademickim 2023/2024

Na podstawie art. 69, art. 70 ust. 1-4, art. 72 ust. 1 i art. 323 ust. 1 pkt 6 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574,
z pézn. zm.) w zwigzku z utworzeniem nowych kierunkow studiow i specjalnosci, na ktore
bedzie prowadzona oddzielna rekrutacja, uchwala sig, co nast¢puje:

§1

W uchwale nr 247/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 czerwca 2022 r.
W sprawie warunkow i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego
1 drugiego stopnia, profili ksztatcenia oraz form tych studidw na poszczegdlnych kierunkach,
prowadzonych w roku akademickim 2023/2024 wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany:

1) w Wykazie kierunkow i stopni studiéw, profili ksztalcenia oraz form studiow
prowadzonych przez poszczegdlne wydzialy oraz kolegium stanowigcym zatgcznik
nr 1 do uchwaty, pkt 3 1 9 tabeli otrzymuja nastepujace brzmienie:

Kierunek studiow Studia Studia
. . Profil stacjonarne niestacjonarne
Lp. | Wydzial/Kolegium Program studiow [ T | T | T
anglojezyczny J stopnia | stopnia | stopnia | stopnia
Budownictwo NIE TAK TAK TAK TAK
Sﬁﬁg‘iij‘a NIE | TAK | TAK* | TAK | TAK*
W. Budownictwa, ika i
Mechaniki Mechanika i budowa | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK
3 i Petrochemii T
Technologia
(w Plocku) chemiczna A NIE TAK TAK TAK TAK
Przemystowe
zastosowania P NIE TAK* NIE NIE NIE
informatyki
W Inzvnierii Inzynieria chemiczna
Cﬁe;?g;;ZT” i procesowa A NIE | TAK | TAK | NIE | NIE
i Procesowé . Chemical and Process NIE NIE TAK NIE NIE
J Engineering
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2) W Zasadach przyj¢¢ kandydatow na studia jednolite i studia pierwszego stopnia
w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2023/2024 stanowigcych zatgcznik
nr 2 do uchwaty, w tabeli nr 2.2 po pkt 4 dodaje si¢ pkt 4a z nast¢pujagcym brzmieniem:

Przedmioty Przedmiot do wyboru
g . o z
Lp. E g |e |2 |2 |e|282 | |2
s £ |E |8 |8 |8 882 |5 |%®
= T |5 |8 |8 |8 |88% |z |~
Kierunki £ o g .2
Kierunki inZynierskie
4a | Przemystowe
zastosowania 1 1 |1075] 1 05 | 05 - 025 - 0,25
informatyki *

* studia przewidziane do uruchomienia”

3)

w Zasadach przyje¢ kandydatow na studia jednolite i1 studia pierwszego stopnia

w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2023/2024 stanowiacych zatacznik

nr 2 do uchwaty w tabeli nr 2.3 dodaje si¢ wiersz:

kb

W — wspoélezynnik
Symbol wagowy dla ocen
Nazwa kierunku Nazwa zawodu cyfrowy gowy d'a oceny
z kwalifikacji
zawodu
zawodowych
Technik mechatronik 311410 1
Techmk elek_tronlkl _ 311411 1
i informatyki medycznej
Przemyslowe zastosowania | Technik automatyk 311909 1
informatyki * Technik teleinformatyk 351103 1
Technik informatyk 351203 1
Technik programista 351406 1
Technik telekomunikacji 352203 1

* studia przewidziane do uruchomienia”

4) w § 2 Zasad kwalifikacji kandydatow na studia drugiego stopnia w Politechnice
Warszawskiej] w roku akademickim 2023/2024, stanowiacych zalacznik
nr 3 do uchwaly w tabeli nr 3.1 po pkt 30 dodaje si¢ pkt 30a z nastgpujacym
brzmieniem:
Lp. Parametr procedury A B C D
Min. wynik - i
. Procedura . % miejsc Sposob
Kierunek Wydzial/ kwalifikacyj | Stdiow- dla | oforen | kwalifikacji
Kolegium uzyskania ' .
na " cyjnych kandydatow
preferencji
Budownictwa,
Inzynieri Mechaniki analiza
30a | ,Aymiena i Petrochemii | jednolita ,
srodowiska * - dokumentow
(PW Filia
w Plocku)
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w § 2 Zasad kwalifikacji kandydatow na studia drugiego stopnia w Politechnice

5)
Warszawskiej w roku akademickim 2023/2024, stanowiacych zalacznik
nr 3 do uchwaty, w tabeli nr 3.2 po pkt 4 dodaje si¢ pkt 4a z nastgpujacym brzmieniem:
Lp. Parametr procedury A B C D
Kierunek: Min. vyynlk % miejsc Sposob
nazwa . Procedura studiow o
1. . Wydziat . - . preferen- kwalifikacji
anglojezyczna kwalifikacyjna | dla uzyskania : .
. cyjnych kandydatow
/nazwa polska preferencji
Chemical and
Process Inzynierii analiza
2. Eng!”e‘?r".‘g / Chemicznej | jednolita dokumentow
Inzynieria . . /rozmowa
- I Procesowej oo .
chemiczna kwalifikacyjna
i procesowa
§2
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Rektor

Sekretarz Senatu

mgr inz. Anna Stoczkiewicz

prof. dr hab. inz. Krzysztof Zaremba



